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504178-2026 - Kompetizzjoni

Spanja — Cirkwiti elettronié¢i integrati u mikro-assembleji — Suministro, instalacion y puesta en
funcionamiento de un equipo Electron Beam Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un
equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de la UPV

OJ S 138/2026 21/07/2026

Avviz tal-kuntratt jew tal-konc¢essjoni — regim standard

Provvisti

1. Xerrej

1.1. Xerrej
Isem uffi¢jali: Rectorado de la Universitat Politecnica de Valéncia
Email: contratacion@upv.es
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-ligi pubblika, ikkontrollat minn awtorita regjonali
Attivita tal-awtorita kontraenti: Edukazzjoni

2. Procedura

2.1. Proc¢edura
Titlu: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Deskrizzjoni: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar
a cabo la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de
mejorar las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y
tecnologias de semiconductores de proxima generacién. A tal efecto, resulta necesario
proceder a la adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado.
Escribe caracteristicas con resolucion nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado
a patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en fotdnica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccion de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacién en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Identifikatur tal-procedura: 356bae2a-b081-40c6-8340-cfd1f38ad6df
Identifikatur intern: MY26/ITEAM/S/55
Tip ta’ pro¢edura: Miftuha
ll-procedura hija acc¢ellerata: le
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21.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Provvisti
Klassifikazzjoni prinéipali (cpv): 31712110 Cirkwiti elettronici integrati u mikro-assembleji

2.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Pajjiz: Spanja

2.1.3. Valur
Valur stmat minghajr VAT: 4 242 784,00 EUR

2.1.4. Informazzjoni generali
Bazi legali:
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6. Ragunijiet ghall-eskluzjoni
Sors tal-motivi ghall-ezklussjoni: Avviz
Kunflitt ta’ interess minhabba I|-partecipazzjoni tieghu fil-procedura ta’ akkwist: Conflicto de
intereses debido a que el licitador haya participado en el procedimiento de contratacién objeto
de este contrato.

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0000
Titlu: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Deskrizzjoni: La contratacidn objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar
a cabo la labor de investigacién y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de
mejorar las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y
tecnologias de semiconductores de préxima generacion. A tal efecto, resulta necesario
proceder a la adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado.
Escribe caracteristicas con resolucion nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado
a patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccién de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucidon nanométrica.
Permite obtener informacion morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Identifikatur intern: MY26/ITEAM/S/55

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Provvisti
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Klassifikazzjoni prin¢ipali (cpv): 31712110 Cirkwiti elettroniéi integrati u mikro-assembleji

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Pajjiz: Spanja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Data tal-bidu: 01/11/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 01/06/2029

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
Progett ta’ akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): le

5.1.7. Akkwist strategiku
Ghan tal-akkwist strategiku: Ebda akkwist strategiku
Approc¢¢ ghat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Ohrajn
Ghan socjali promoss: Ohrajn

5.1.9. Kriterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
Kriterju: Volum ta' negozju annwali generali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Cifra anual de negocio

Kriterju: Referenzi fug consegne specifici
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Trabajos realizados

5.1.10. Kriterji tal-ghoti
Kriterju:
Tip: Kwalita
Deskrizzjoni: DETECCION AUTOMATICA DE ALTURA Y CORRECCION DEL PLANO
FOCAL.
Kategorija tal-kriterju tal-ghoti piz: Fattur ta’ ponderazzjoni (punti, ezatt)
Numru tal-kriterju ghall-ghoti: 4
Kriterju:
Tip: Kwalita
Deskrizzjoni: ESTACION AVANZADA DE PRE-ALINEAMIENTO (PRE-ALIGNMENT
STATION).
Kategorija tal-kriterju tal-ghoti piz: Fattur ta’ ponderazzjoni (punti, ezatt)
Numru tal-kriterju ghall-ghoti: 10
Kriterju:
Tip: Kwalita
Deskrizzjoni: ESTACION DE VALIDACION DE RECETAS DE PROCESO (EMULADOR).
Kategorija tal-kriterju tal-ghoti piz: Fattur ta’ ponderazzjoni (punti, ezatt)
Numru tal-kriterju ghall-ghoti: 10
Kriterju:
Tip: Kwalita
Deskrizzjoni: GENERADOR DE ESCANEO CON CORRECCION DE DISTORSION EN
TIEMPO REAL.
Kategorija tal-kriterju tal-ghoti piz: Fattur ta’ ponderazzjoni (punti, ezatt)
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Numru tal-kriterju ghall-ghoti: 6

Kriterju:

Tip: Kwalita

Deskrizzjoni: MODULO DE ROTACION E INCLINACION (TILT) PARA INSPECCION.
Kategorija tal-kriterju tal-ghoti piz: Fattur ta’ ponderazzjoni (punti, ezatt)
Numru tal-kriterju ghall-ghoti: 4

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: OFERTA ECONOMICA: PRECIO.

Kategorija tal-kriterju tal-ghoti piz: Fattur ta’ ponderazzjoni (punti, ezatt)
Numru tal-kriterju ghall-ghoti: 66

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Spanjol
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlagghu I-offerti: 15/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-saijf tal-Ewropa Centrali
Perjodu waqt li |-offerta ghandha tibga' valida: 2 Xhur
Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:
Data tal-ftuh: 16/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali
Post: Sala Centro. Edificio Rectorado 1?2 planta. Universitat Politécnica de Valéncia.
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Ver apartado X del cuadro de caracteristicas .
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuza I-ordni elettronika: le
Se jintuza |-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' gafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia - Universitat
Politécnica de Valéncia
Informazzjoni dwar Il-iskadenzi tar-riezami: Advertir a los interesados que el presente acto
pone fin a la via administrativa. Contra el mismo se podra interponer recurso Contencioso-
Administrativo ante el 6rgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-Administrativo de la
Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de
la recepcion de la notificacion de la presente Resolucion. No obstante, los interesados podran
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optar por interponer contra esta resolucion un recurso de reposicion, en el plazo de un mes,
ante el mismo érgano que la dictd, en cuyo caso no cabra interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolucion expresa o presunta de recurso
de reposicién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 123 y sig. de la ley 39/2015, de 1 de
octubre del procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas (BOE 2 de
octubre de 2015). En los casos previstos en el articulo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, advertir a los interesados que esta resoluciéon es
definitiva en via administrativa y contra la misma podra interponerse potestativamente recurso
especial en materia de contratacion regulado en dicho articulo, ante el 6rgano de contratacién
de la Universitat Politécnica de Valéncia. El plazo de interposicion sera de 15 dias habiles,
contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificacion del acto impugnado. En
los supuestos de financiacion por la U.E. (Fondos NEXT GENERATION), el plazo de
interposicion del recurso especial en materia de contratacién, cuando proceda, sera de 10
dias naturales y se computara en la forma establecida en el articulo 50.1 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre.

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proceduri tar-riezami: Rectorado de la
Universitat Politécnica de Valéncia - Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la
Universitat Politécnica de Valéncia

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001
Isem uffi¢jali: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
Numru tar-registrazzjoni: 40000260000071
Numru tar-registrazzjoni: Q4618002B
Belt: Valencia
Kodic¢i postali: 46022
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Pajjiz: Spanja
Punt ta’ kuntatt: Rectorado de la Universitat Politecnica de Valéncia
Email: contratacion@upv.es
Telefown: 963877406
Indirizz tal-internet: http://www.upv.es
Profil tax-xerrej: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D
Punti ta’ kuntatt ohra:
Isem uffi¢jali: Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la Universitat Politécnica de
Valéncia
Belt: Valencia
Kodic¢i postali: 46022
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Madrid (ES300)
Pajjiz: Spanja
Email: contratacion@upv.es
Telefown: +34 963877406
Indirizz tal-internet: http://www.upv.es/entidades/CYO/
Punti ta’ kuntatt ohra:
Isem uffi¢jali: Universitat Politécnica de Valéncia
Belt: Valencia
Kodic¢i postali: 46022
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
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Pajjiz: Spanja

Indirizz tal-internet: http://www.upv.es/entidades/CYO/

Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni tar-riezami

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proceduri tar-riezami

Informazzjoni dwar l-avviz

Identifikatur/verzjoni tal-avviz: 21acecc3-2d68-4d54-8e06-23ad0f987c8a - 01

Tip ta’ formola: Kompetizzjoni

Tip ta’ avviz: Avviz tal-kuntratt jew tal-konc¢essjoni — regim standard

Sottotip tal-avviz: 16

Data ta’ meta ntbaghat I-avviz: 20/07/2026 10:30:18 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Centrali

Lingwi li bihom dan I-avviz huwa disponibbli uffi¢jalment: Spanjol

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviz: 504178-2026

Numru tal-harga tal-GU S: 138/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 21/07/2026
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